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奥
野
製
薬
工
業
㈱
︵
大
阪
市

中
央
区
︶
は

ガ
ラ
ス
へ
の
高

密
着
め

き
プ
ロ
セ
ス
﹁
Ｔ
Ｏ

Ｒ
Ｉ
Ｚ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
︵
ト
ラ
イ
ジ
ン

グ
︶
プ
ロ
セ
ス
﹂
を
開
発
し


ガ
ラ
ス
コ
ア
基
板
向
け
ス
ル


ホ

ル
フ

リ
ン
グ
硫
酸
銅
め


き
添
加
剤
﹁
ト

プ
ル
チ
ナ

Ｇ
Ｃ
Ｓ
シ
リ

ズ
﹂
と
と
も
に

提
案
を
進
め
る


月




日
に
東
京
ビ

グ
サ
イ
ト
で
開

催
さ
れ
る
﹁
Ｓ
Ｅ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｎ

　
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
﹂
で
は
﹁
見
え

な
い
力

魅
せ
る
技
術
﹂
を
テ


マ
に
掲
げ

２
０
２
４
年
よ

り
ブ

ス
を
拡
大
し
て
出
展

し

次
世
代
パ

ケ

ジ
基
板

向
け
技
術
の
ほ
か

ウ
エ
ハ


向
け
め

き
技
術
な
ど
を
幅
広

く
紹
介
す
る


　
同
社
は

ガ
ラ
ス
コ
ア
基
板

へ
の
銅
め

き
充
填
に
お
い
て

求
め
ら
れ
る
高
ア
ス
ペ
ク
ト
比

の
ス
ル

ホ

ル
基
板
に
対
応

す
る
高
密
着
め

き
プ
ロ
セ
ス

の
Ｔ
Ｏ
Ｒ
Ｉ
Ｚ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
プ
ロ
セ

ス
を
開
発

基
板
サ
イ
ズ
５
１

０
×
５
１
５
㎜
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厚
さ
８
０
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μ
ｍ

穴
径
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ｍ
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大
型
基

板
へ
の
対
応
も
実
現
し
た

さ

ら
に

ス
ル

ホ

ル
フ

リ

ン
グ
用
硫
酸
銅
め

き
添
加
剤

の
ト

プ
ル
チ
ナ
Ｇ
Ｃ
Ｓ
シ
リ


ズ
は

ボ
イ
ド
フ
リ

を
実

現
し
た
ほ
か
銅
充
填
に
必
要
な

め

き
処
理
時
間
を
大
幅
に
短

縮
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
れ

ら
銅
め

き
を
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し
た
５
１
０

×
５
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る
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同
様
に

パ

ケ

ジ
基
板

向
け
で
は

高
電
流
密
度

フ


イ
ン
パ
タ

ン
対
応
の
ビ
ア

フ

リ
ン
グ
硫
酸
銅
め

き
添

加
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﹁
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
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ナ
Ｎ
Ｓ
Ｖ

　
Ａ
Ｄ
Ｖ
﹂
お
よ
び
大
口
径
ビ

ア
対
応
ビ
ア
フ

リ
ン
グ
硫
酸

銅
め

き
添
加
剤
﹁
ト

プ
ル

チ
ナ
Ｎ
Ｓ
Ｖ
　
Ｌ
Ｖ
﹂
を
紹
介

す
る

Ａ
Ｄ
Ｖ
は

ハ
イ
エ
ン

ド
向
け
の
微
細
配
線
や
小
径
ビ

ア
の
フ

リ
ン
グ
が
可
能
で
あ

る

一
方
Ｌ
Ｖ
は

Ｍ
Ｓ
Ａ
Ｐ

な
ど
大
口
径
ビ
ア
で
の
使
用
に

適
す
る

電
流
密
度
の
向
上
と

膜
厚
の
均
一
性
を
両
立
さ
せ


生
産
性
の
向
上
に
寄
与
す
る


　
ま
た

ウ
エ
ハ

向
け
に
は

銅
と
銅
の
ハ
イ
ブ
リ

ド
接
合

用
硫
酸
銅
め

き
添
加
剤﹁TO

RYZA LCN LXD

﹂
や
Ｕ
Ｂ

Ｍ
形
成
用
無
電
解
め

き
プ
ロ

セ
ス﹁TORYZA EL PROC

ESS

﹂
お
よ
び
め

き
装
置

﹁TORYZA EL SYSTEM

﹂

を
紹
介
す
る

ニ

ケ
ル
皮
膜

中
の
リ
ン
濃
度
を
大
幅
に
低
下

さ
せ
た
こ
と
で
耐
熱
性
が
向
上

し

実
装
時
の
ク
ラ

ク
の
減

少
に
貢
献
す
る

高
温
実
装
で

の
皮
膜
へ
の
負
荷
に
対
応
す
る

も
の
で

次
世
代
パ
ワ

デ
バ

イ
ス
向
け
な
ど
に
適
す
る


　
そ
の
ほ
か

ウ
エ
ハ

向
け

銅
め

き
添
加
剤
﹁
Ｔ
Ｏ
Ｒ
Ｙ

Ｚ
Ａ
　
Ｌ
Ｃ
Ｎ
シ
リ

ズ
﹂
の

既
存
製
品
な
ど
を
展
示
し

半

導
体
に
関
わ
る
幅
広
い
ラ
イ
ン

ア

プ
を
紹
介
す
る
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ま
た

最
新
技
術
と
し
て
開

発
中
の
ミ
ス
ト
Ｃ
Ｖ
Ｄ
装
置
の

デ
モ
展
示
も
行
う
予
定
だ

ル

チ
ル
型
二
酸
化
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム

︵
ｒ

Ｇ
ｅ
Ｏ

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半
導
体
の

開
発
を
進
め
る
Ｐ
ａ
ｔ
ｅ
ｎ
ｔ

ｉ
ｘ
㈱
と
共
同
開
発
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進
め
て

お
り

ｒ

Ｇ
ｅ
Ｏ

の
成
膜

時
に
お
け
る
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着
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モ
を
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う

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